
令和８年度第２回感染症指定医療機関向け研修会 

 

令和８年 11 月 19 日（木）～20 日（金） 国立健康危機管理研究機構 

会場：国立国際医療センター 地下 1 階 会議室 A/B（東京都新宿区戸山 1 丁目 21-1） 

1日目 令和８年 11月 19日（木）10:00～16:00 

特定臨床研究 実施能力強化研修（感染症領域） 

時間 内容 講師 所属 

10:00～10:10 開会挨拶 武井貞治 
国立健康危機管理研究機構 

危機管理・総合調整担当理事 

10:10～10:25 
アウトブレイク時における感染症領域の

特定臨床研究立ち上げ 
齋藤翔 

国立健康危機管理研究機構 

国立国際医療センター 国際感染症センター 

医師 

10:25～10:50 
JIHS における特定臨床研究の経験

共有 
齋藤翔 

国立健康危機管理研究機構 
国立国際医療センター 国際感染症センター 

医師 

10:50～11:00 休憩 

11:00～11:15 
感染症領域の特定臨床研究における

特性 
齋藤翔 

国立健康危機管理研究機構 

国立国際医療センター 国際感染症センター 

医師 

11:15～11:40 
特定臨床研究実施時に生じやすい逸

脱・注意点 
齋藤翔 

国立健康危機管理研究機構 
国立国際医療センター 国際感染症センター 

医師 

11:40～12:00 グループワークの説明・グループ分け 竹渕薫 
国立健康危機管理研究機構 

国立国際医療センター 国際感染症センター 

12:00～13:00 昼休憩 

13:00～13:35 
グループワーク①  

研究同意取得前の確認事項 
櫻井彩奈 

国立健康危機管理研究機構 

国立国際医療センター 国際感染症センター 

13:35～14:40 
グループワーク②  

説明・同意取得から検体採取 
竹渕薫 

国立健康危機管理研究機構 

国立国際医療センター 国際感染症センター 

14:40～14:55 休憩 

14:55～15:45 
グループワーク③  

不適合発生時の報告・対応 
齋藤翔 

国立健康危機管理研究機構 

国立国際医療センター 国際感染症センター 

医師 

15:45～15:50 閉会挨拶 大曲貴夫 

国立健康危機管理研究機構 

危機管理・運営局 感染症臨床政策部長 

国立国際医療センター 国際感染症センター長 

15:50～16:00 写真撮影 



令和８年度第２回感染症指定医療機関向け研修会 

 

会場：国立国際医療センター 地下 1 階 会議室 A/B（東京都新宿区戸山 1 丁目 21-1） 

2日目 令和８年 11月 20日（金）09:30～15:05 

臨床サイド 

時間 内容 講師 所属 

09:30～09:35 開会挨拶 大曲貴夫 

国立健康危機管理研究機構 

危機管理・運営局 感染症臨床政策部長 

国立国際医療センター 国際感染症センター長 

09:35～10:00 危機管理上重要な感染症の動向 守山祐樹 

国立健康危機管理研究機構 
国立国際医療センター 国際感染症センター 

医師 

10:00～10:20 
施設紹介①  

防衛医科大学校病院 
市江希 

防衛医科大学校病院 

医療安全・感染対策部 感染対策室 

感染管理認定看護師 

10:20～10:30 
施設紹介②  

佐賀県医療センター好生館 
山口文美 

佐賀県医療センター好生館 
感染制御部 

感染管理認定看護師 

10:30～10:40 休憩 

10:40～11:00 
オープンディスカッション 

「感染症指定医療機関お悩み相談」 
守山祐樹 

国立健康危機管理研究機構 

国立国際医療センター 国際感染症センター 

医師 

11:00～12:00 PPE 着脱訓練（アップデート版） 守山祐樹 

国立健康危機管理研究機構 
国立国際医療センター 国際感染症センター 

医師 

12:00～13:00 昼休憩 

13:00～13:40 
海外における感染症対策・連携の取り

組み 
秋山裕太郎 

国立健康危機管理研究機構 

国立国際医療センター 国際感染症センター 

医師 

13:40～14:40 
シミュレーション演習 

（テーブル別ワーク） 
守山祐樹 

国立健康危機管理研究機構 
国立国際医療センター 国際感染症センター 

医師 

14:40～14:50 各テーブル発表・総合討論 守山祐樹 

国立健康危機管理研究機構 

国立国際医療センター 国際感染症センター 

医師 

14:50～14:55 閉会挨拶 武井貞治 
国立健康危機管理研究機構 
危機管理・総合調整担当理事 

14:55～15:05 写真撮影 

 


